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MH1008 Material och process-
designs grunder 6,0 hp

Fundamentals of Materials and Process Design

Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande
Kursplan for MH1008 giller fran och med VT11

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Grundniva

Huvudomraden
Teknik

Sarskild behorighet

Grundlaggande behorighet. Svenska B kravs inte.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Larandemal

Efter avslutad kurs ska studenten ha en grundldggande forstaelse for:
 metallurgiska processers termodynamik

- fasjamvikter, fasomvandlingar, fasdiagram och deras samband med mikrostrukturer i
metaller

« metallurgiska processers kemi och kinetik

Kursinnehall

Grundlaggande metallurgisk termodynamik och kinetik, kemi och mikro-och nanostruktur-
er, med fasjamvikter, fasomvandlingar, fasdiagram

Kurslitteratur

Ej specificerad. Generella grundlaggande larobocker inom amnesomradena. Icke-engelska
larobocker rekommenderas ej, eventuella problem i forstaelsen av specifika ord kan forsvara
din prestation i kursen

Examination

« TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
« TEN2 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
« TEN3 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och killor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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